
















专利名称(译) 基板，基板和液晶显示板的表面处理方法

公开(公告)号 US20190219857A1 公开(公告)日 2019-07-18

申请号 US16/011654 申请日 2018-06-19

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 LI QIAN

发明人 LI, QIAN

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/13378 G02F1/133514 B05D1/18 B05D3/0272 B05D3/107

优先权 201810034095.7 2018-01-12 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在本公开中公开了基板，基板和液晶显示面板的表面处理方法。基板表
面的处理方法包括：提供基板;提供含有具有磷酸基团的化合物的第一溶
液，其中具有磷酸基团的化合物的第一官能团是含有羟基，氨基和羧基
中的至少一种的刚性分子基团;将基板浸入第一溶液中以进行表面处理，
以形成由在基板表面上各自含有第一官能团的分子组成的分子膜。这
样，本发明可以提高自对准液晶与基板表面之间的对准均匀性，并提高
液晶取向的效果。
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